
Pressemitteilung

Ausschreibung zum 10. Internationalen Senefelderpreis

Zu Ehren von Alois Senefelder, dem Erfinder der Lithographie, schreibt die Internationale
Senefelder-Stiftung zum 10. Mal ihren Wettbewerb aus, mit dem besondere Leistungen auf dem
Gebiet der künstlerischen Lithographie und ihrer Weiterentwicklung im Flachdruck gewürdigt
werden.

Vorgesehen sind Preisgelder von insgesamt 15.000 € (1. Preis 7.500 €, 2. Preis 5.000 €,
3. Preis 2.500 €).

Die Jury setzt sich wie folgt zusammen:

Prof. Dr. Gerhard Kilger
Direktor - „dasa“ in Dortmund
www.dasa-dortmund.de

Prof. Bernd Kracke
Präsident - „hfg“ in Offenbach
www.hfg-offenbach.de

Dr. Roger Münch
Direktor - DZM in Saarbrücken (Wadgassen)
www.deutsches-zeitungsmuseum.de/main.php?nav=18&lang=1

Robert Wampfler,
Verleger der Bären Presse in Bern (Schweiz)

Joseph J. Visser
Grafiker und Maler in Easterlittens (Niederlande)
www.itplein19.nl

Einsendeschluss  ist der 01. August 2008.  Die Sieger des Wettbewerbes werden nach der
Entscheidung der Jury sofort unterrichtet. Die Auszeichnung der Preisträger erfolgt am 06.
November 2008, dem 237. Geburtstag von Alois  Senefelder, im Rahmen einer öffentlichen
Festveranstaltung der Stiftung im „Büsing Palais“ Offenbach statt. Zu dieser Veranstaltung
werden die Preisträger von der Stiftung eingeladen.

Die Ausschreibungsunterlagen können unter folgender Adresse abgerufen werden:
http://www.senefelderstiftung.com/data/cont/ausschreibung-2008.pdf

Pressefoto: Sollten Sie einen Bildbeitrag wünschen, steht Ihnen ein reprofähiges Stiftungssignet
auf der Internetseite www.senefelderstiftung.com in der Rubrik „Downloads“ zur Verfügung.
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